平成15年11月25日

第4回プラズマ応用研究会プログラム

日時：
平成15年12月4日（木）15：00から17：00

場所：
長岡技術科学大学　極限エネルギー密度工学研究センター　極限棟2階201号室

http://etigo.nagaokaut.ac.jp/suematsu/map.html
プログラム

15：00-16：00
「量子サイズナノシリコンの機能と応用」

越田信義　東京農工大学

16：00-16：30
「パルスイオンビーム蒸着法による青色発光Si超微粒子の作製」

Xiaopeng Zhu　長岡技術科学大学　

16：30-17：00
「パルスイオンビームを用いた新薄膜合成法の開発」

末松久幸　長岡技術科学大学　

なお、研究会終了後、長岡市内で懇親会を予定しております。こちらへのご参加も歓迎いたします。

連絡先：
長岡技術科学大学　


極限エネルギー密度工学研究センター　清水

電話：
0258-47-9896

電子メール：
shimizu@etigo.nagaokatu.ac.jp
